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Abstract (en)
[origin: WO2019038022A1] The invention relates to a system for cooling a process fluid of a heat-producing apparatus, comprising: an outlet of the
heat-producing apparatus, the outlet being providing for discharging process fluid to be cooled from the heat-producing apparatus; an inlet of the
heat-producing apparatus, the inlet being provided for supplying cooled process fluid to the heat-producing apparatus; and a thermodynamic cycle
device, in particular an ORC device, the thermodynamic cycle device comprising: an evaporator having an inlet for supplying the process fluid to be
cooled from the outlet of the heat-producing apparatus and having an outlet for discharging the cooled process fluid to the inlet of the heat-producing
apparatus, the evaporator being designed to evaporate a working medium of the thermodynamic cycle device by means of heat from the process
fluid; an expansion machine for expanding the evaporated working medium and for producing mechanical and/or electrical energy; a condenser for
condensing the expanded working medium, in particular an air-cooled condenser; and a pump for pumping the condensed working medium to the
evaporator.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein System zum Kühlen eines Prozessfluids einer wärmeerzeugenden Einrichtung, umfassend: einen Ausgang der
wärmeerzeugenden Einrichtung (10), wobei der Ausgang (11) zum Abführen von zu kühlendem Prozessfluid von der wärmeerzeugenden
Einrichtung vorgesehen ist; einen Eingang (12) der wärmeerzeugenden Einrichtung, wobei der Eingang zum Zuführen von gekühltem Prozessfluid
zur wärmeerzeugenden Einrichtung vorgesehen ist; und eine thermodynamische Kreisprozessvorrichtung, insbesondere eine ORC-Vorrichtung,
wobei die thermodynamische Kreisprozessvorrichtung umfasst: einen Verdampfer (20) mit einem Einlass zum Zuführen des zu kühlenden
Prozessfluids vom Ausgang der wärmeerzeugenden Einrichtung und mit einem Auslass zum Abführen des gekühlten Prozessfluids zum Eingang der
wärmeerzeugenden Einrichtung, wobei der Verdampfer zum Verdampfen eines Arbeitsmediums der thermodynamischen Kreisprozessvorrichtung
mittels Wärme aus dem Prozessfluid ausgebildet ist; eine Expansionsmaschine (30) zum Expandieren des verdampften Arbeitsmediums und
zur Erzeugung von mechanischer und/oder elektrischer Energie; einen Kondensator (50) zum Verflüssigen des expandierten Arbeitsmediums,
insbesondere einen luftgekühlten Kondensator; und eine Pumpe (60) zum Pumpen des verflüssigten Arbeitsmediums zum Verdampfer.
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